
 
 

 
 
 
 

 

日 時：2005 年 2 月 16 日（水） 13:30 ～ 17:00  ※参加費無料 
会 場：学士会館 本館 202 号室 （東京都千代田区神田錦町 3-28） 

主 催：横断型基幹科学技術推進協議会（横幹技術協議会） 
横断型基幹科学技術研究団体連合（横幹連合） 

申し込み方法：ホームページ（http://www.trafst.jp/）よりオンライン事前参加登録いただくか、 

下記の参加申込書にご記入のうえ、faxまたは電子メールにてお申し込みください。 
 

【企画趣旨】 
 京都議定書の発効も決定し、地球温暖化問題は各自、各セクターが待ったなしの対応を求められ

ています。「持続可能な社会」の構築に果たす産業界の役割がますます大きくなる中、企業には、

環境への取り組み、コンプライアンスの徹底、人権への配慮、透明性の高い情報開示など、さまざ

まな課題への対応が求められています。 
 今回のフォーラムでは、持続可能な社会を実現するための産業界の役割を考察するとともに、今、

企業に強く求められている企業倫理という側面を科学技術との関連で深く掘り下げていきます。 
  

【プログラム】 

13:30～13:35 開会あいさつ        桑原  洋  （日立マクセル(株)取締役会長、 
横幹技術協議会 会長）

13:35～14:35 「持続可能な社会をデザインする」 
山本良一（東京大学 生産技術研究所 教授） 

（ 13:35～14:45 休 憩 ） 
14:45～15:45 「IT の持続的発展可能な社会・企業・個人の条件 

石井威望（NTTドコモ(株)モバイル社会研究所 所長） 
（ 15:45～15:55 休 憩 ） 
15:55～16:55 「科学技術者と倫理 ―― 組織の中の科学技術者」 

札野  順（金沢工業大学 基礎教育部 教授） 

16:55～17:00 閉会あいさつ        木 村 英 紀 （(独)理化学研究所 BMC 研究センター  
チームリーダー、横幹連合 副会長）

  
 
 
 

※ 
 

お名前： 

ご所属： 

電子メール： 

ご連絡事項： 

 

 
第 4 回 横 幹 技 術 フォーラム 参 加 申 込 書
e-mail または fax にてお早めにお申し込みください。 

 

【お申し込み・お問い合わせ先】 横幹技術協議会 事務局 フォーラム係 

tel & fax：03-3814-4130  e-mail：forum@trasti.jp
第 4 回 横 幹 技 術 フ ォ ー ラ ム

http://www.trafst.jp/
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2005 年 2 月 16 日（水）13:30 ～ 17:00 
学士会館 本館 202 号室 
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地下鉄 都営三田線、都営新宿線、東京メトロ半蔵門線 神保町駅（Ａ９出口）徒歩 1 分 
地下鉄 東京メトロ東西線              竹橋駅       徒歩 5 分 
地下鉄 東京メトロ千代田線             新御茶ノ水駅    徒歩 10 分 
ＪＲ  総武・中央線               御茶ノ水・水道橋駅   徒歩 12 分 
タクシー東京駅北口                            約 10 分 


